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(57) Abstract: The invention relates to an 
arc deposition device, comprising a catho­
de, an anode, and a voltage source for put­
ting the anode at positive potential relative 
to the cathode. The device also comprises 
magnetic elements, which cause a magnetic 
field over the cathode surface, wherein the 
anode is arranged in the vicinity of the ca­
thode in such a way that the magnetic field 
lines exiting from the cathode surface hit 
the anode. 

(57) Zusammenfassung: Die vorliegende 
Erfmdung betrifft eine ARC-Verdamp-
fungsvorrichtung mit einer Kathode, einer 
Anode, sowie einer Spannungsquelle um 
die Anode gegeniiber der Kathode auf posi­
tives Potential zulegen. Die Vorrichtung 
umfasst auch magnetische Mittel welche zu 
einer Magnetfeld fiber der Kathodenoberfla-
che fuhren, wobei die Anode in der Nahe 
der Kathode so angeordnet ist, dass die aus 
der Kathodenoberflache austretenden Ma-
gnetfeldlinien auf die Anode treffen. 
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